
 

 

Abbildung 13: Zusammenstellung der gebräuchlichsten Beizchemikalien 
    in Bezug auf den zu behandelnden Werkstoff 

Werkstoffbasis Lösungen für das chemische Abtragen 
 NaOH NaCN H2O2 HF HCI HNO3 H2SO4 H3PO4 CrO3 FeCl3 Fe(NO3)3 NH4HF 
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